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摘 要

科技快速發展的今日，生活環境裡到處充斥著電磁波的干擾，導致設備儀器可能誤動作或影響電氣特性，因此世界各國對

電子產品通過電磁相容(EMC)的要求也日趨普遍及嚴格。本論文所研究的電波迴響室（Reverberation Chamber）即為一種

新興的電磁相容測試場，其原理係在一金屬空腔中，利用金屬扇葉旋轉來攪拌並改變空腔內部電磁場分佈的邊界條件，進

而達到控制測試區域內電磁場強均勻分佈的目的。此種結構除了不需加裝一般電波暗室所使用之昂貴吸波材料及中高功率

放大器外，重要的是它能在執行電磁耐受性（EMS）測試時，產生統計上均勻且等向性的電場來達到EMC測試之要求。

以電磁耐受測試的場地而言，由於其具有成本低和效率高的優勢，因此電波迴響室是最近EMC領域積極發展的測試設施。

本論文主要研究和探討的議題是當改變迴響室內激發天線的位置與方向時，迴響室測試區域內電磁場強的等向性和場均勻

度會有何影響，並再利用數值模擬和實際量測進行比較分析。
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